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Rady Wydzialu Chemicznego Politechniki Warszawskiej
z dnia 24 wrzes$nia 2019 r.

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w
dyscyplinie inzynieria chemiczna dr. Pawlowi Kowalikowi

Na podstawie art. 179 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe
— Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), oraz Komunikatem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytuléw z dnia 13.05.2019 roku w sprawie nadawania stopni
albo tytuhu po dniu 30 kwietnia 2019 r., uchwala sig, co nastepuje:

§ 1

Nadaje si¢ dr. Pawlowi Kowalikowi stopienn doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-
technicznych w dyscyplinie inzynieria chemiczna.

Tytut osiggniecia: ,, Synteza i opis wlasciwosci ukladow Cu-Zn-Al i Co-Mo-K do proceséw z
udziatem H2 i COx”.

Recenzenci:

Prof. dr hab. inz. Jacek Rynkowski
(Politechnika L.odzka)

Prof. dr hab. inz. Jan Zawadiak
(Politechnika Slaska)

Prof. dr hab. inz. Krzysztof Krawczyk
(Politechnika Warszawska)

§2
Uzasadnienie:

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja dotyczaca dorobku naukowego, recenzjami oraz protokotem
z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralna Komisje ds. Stopni i
Tytutow w dniu 09.05.2019 roku, Rada Wydzialu stwierdza, ze osiagniecie naukowe
dr. Pawla Kowalika uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowi znaczny
wkiad w rozwoj nauk inzynieryjno-technicznych.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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